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１．はじめに 

前報の検索 Tips（2024 年 9 月）では ASEAN IP データベースの特許、商標、意匠の

検索画面およびデータ収録状況としてミャンマーを除く ASEAN 各国の出願経緯を他の

データベースの収録と共に紹介し、さらに出願～公開推移、各国データベースの国別出

願数などを紹介しました 1)。 

 

本稿では、出願されたものがどのぐらい登録になっているか、登録となったものおよ

び登録に至らなかったものについては法的 Status および、その経緯を調べてみました。 
Status については定義がはっきりしないものもあり、本稿でも明らかにできていま

せん。それらについては、今後引き続いて解明していきたいと思います。 
今回の調査対象国は、ASEAN 主要 6 か国（インドネシア：ID、マレーシア：MY、

フィリピン：PH、シンガポール：SG、タイ：TH、ベトナム：VN）としました。 
 
２．出願 / 登録推移 
2.1．特許 
 ここでは 2010 年～2024 年までの各国の出願数と共に各出願年に出願されたものが

出願年以降、2024 年までに登録になった総数を登録数としてカウントしました。 
 具体的には、2010 年に出願されたもの（Filing Date：2010）と登録年（Registration 
Date：2010 to 2024）を and 演算することにより、2010 年出願分の登録数としました。 

「出願から登録までの期間と Status」で後述するように 2010 年に出願された特許は

2024 年 12 月の現時点でも尚、登録数がカウントされているように今後もさらに追加さ

れることになります。あくまでも現時点での登録数です。 
 
したがって、単に「Registration Date：2010」で検索すると、2010 年以前に出願さ

れた複数年の出願が 2010 年に登録になったもの、ということで（登録特許推移として

示される情報がありますが、これは各年で登録になった案件の推移を示しているに過ぎ

ません）、「2010 年出願分の登録情報」ということにはなりませんので留意が必要です。 
 

また、ここでは実用新案は除き、特許だけに限定するために「Filing Number Text」
フィールドに各国出願番号の筆頭文字を以下のように指定して検索しました。 
 ID：P00* ＋ W00*（W00 を冠する出願番号は 2013 年まで） 
 MY：PI* 



 PH：1* 
 TH：??01*（??は西暦年下 2 桁を検索） 
 VN：1* 
 

 

図１．ID 特許出願 / 登録推移   図２．MY 特許出願 / 登録推移 

 

図３．PH 特許出願 / 登録推移   図４．SG 特許出願 / 登録推移 

 

図５．TH 特許出願 / 登録推移   図６．VN 特許出願 / 登録推移 
 
 ID や SG ではイレギュラーな出願推移となっています。SG は 2023 年以降の出願情

報すら入っていません。どの国も登録数が右肩下がりになっていますが、特許の場合に

はすべての登録状況が判明するのは 15 年以上要するようです。 
 図１～図６の各国登録推移を登録率として算出し、比較したものを図７に示しました。 



登録率の算出 ①出願 Filing Date：2010 
  ②登録 Filing Date：2010 and Registration Date：2010 to 2024 
  ③登録率 ② / ① 

 
図７．特許登録率推移比較 

 
 TH 特許の登録率は他国に比べ低く推移していることがわかります。2016 年あるい

は 2017 年以降、登録率が低下傾向に見えますが、出願年単位の情報を基にしています

のでやむを得ませんが、今後、出願および登録情報が順次追加されることで 2016 年以

前ぐらいの推移になるものと思われます。 
 
 TH についてのみ実用新案である小特許の出願と登録の関係を抽出してみました。 
TH の小特許のほとんどは、出願から 7 年ぐらいですべて登録になっています。 

権利期間は 6 年＋更新 2 年＊2 回の最大 10 年ですが、特許同様、権利期間まじかの

登録も数件はあるようです。 
 

図８の出願 / 登録の推移グラフはほぼ重なっています。 

 
図８．TH 小特許出願 / 登録推移 



2.2．商標 
 特許と同様、2010 年以降の各年について出願 / 登録状況を確認しました。 
 

 
図９．ID 商標出願 / 登録推移   図１０．MY 商標出願 / 登録推移 

 

 
図１１．PH 商標出願 / 登録推移   図１２．SG 商標出願 / 登録推移 

 

 

図１３．TH 商標出願 / 登録推移   図１４．VN 商標出願 / 登録推移 
 
 
  



図９～図１４の各国登録推移を登録率として算出し、比較したものを図１５に示しま

した。 

 
図１５．商標登録率推移比較 

 
2.3．意匠 
 意匠も同様に 2010 年以降の各年について出願 / 登録状況を確認しました。 

 
図１６．ID 意匠出願 / 登録推移   図１７．MY 意匠出願 / 登録推移 

 

 
図１８．PH 意匠出願 / 登録推移   図１９．SG 意匠出願 / 登録推移 



 

 

図２０．TH 意匠出願 / 登録推移   図２１．VN 意匠出願 / 登録推移 
 

図１６～図２１の各国登録推移を登録率として算出し、比較したものを図２４に示し

た。 

 
図２４．意匠登録率推移比較 

 MY の登録データ収録は 2010 年～2024 年を通じ、100％です。 
 不思議なことに SG の意匠データには Publication Date は全く入っておらず、

Registration Date にはわずかに 2015 と 2017 年に 1 件ずつ。 
 特許でも出願情報 Filing Date は 2022 年以降データはなし。自国特許庁 IPOS には

きちんとデータは収録されているのに何故なのでしょう。ASEAN IP REGISTRY を軽

視して情報を提供していないとしか思えません。 
 
 
 
 



３．出願から登録までの期間と Status 
 2010 年以降、各年で出願されたものが 2024 年までに登録になっている全体状況は

上記グラフで紹介しましたが、各年で出願されたものがどの時点で登録になっているか

について調べてみました。 
 出願したものが登録にならなかった理由や登録後の失効について Status を確認する

ことで権利の実態を把握できないか確認しました。Status の各定義を明らかにしてい

ない状況で推測することは無意味かもしれませんが参考情報として。 
 
 出願数に対し、登録にならなかったものは「RD 欠落」数としてカウントしました。

これらには Examined（現在審査中のもの）や Published（発行後、審査に着手してい

ないもの）、Withdrawn（出願後取り下げたもの）、Rejected（拒絶）などが含まれます。 
 さらに登録となったものも Expired（必ずしも権利期間を徒過したものだけでもない

ようです）、Abandoned（放棄）、Lapsed（何らかの理由で失効）、Inactive などで権利

がないものなどもあります。したがって、Status で Registered（登録）とされている

ものは権利生存中のものを指すのかもしれません。 
 
3-1．特許 

表１．ID 特許出願の登録推移 

 
 

表２．ID 各年の Status 明細 

 



表３．MY 特許出願の登録推移 

 
 

表４．MY 各年の Status 明細 

 
 
 MY の Status「Filed」もどのような状態を指すか把握できていません。 
 

表５．PH 特許出願の登録推移 

 
 



表６．PH 各年の Status 明細 

 
  
 PH の Status「0(ZERO)」もどのような状態を指すか把握できていません。 
 

表７．SG 特許出願の登録推移 

 
 

2022 年以降の特許出願、登録情報が収録されていません。 
 

表８．SG 各年の Status 明細 

 
 
 SG は Registered ではなく、Granted が使われています。 
 
  



表９．TH 特許出願の登録推移 

 
 

表１０．TH 各年の Status 明細 

 
 

表１１．VN 特許出願の登録推移 

 
 

 
 



表１２．VN 各年の Status 明細 

 
 
3.2．商標 

表１３．ID 商標出願の登録推移 

 
 
 2010 年出願の 2020 年登録数が急に増えていますが、これは商標の権利期間 10 年の

一部が更新されたものと思われます。しかし、2011 年～2014 年出願分は 9 年目、10
年目で増加しているというイレギュラーが見られます。 
 

表１４．ID 各年の Status 明細 

 
 

 ID と MY の Status では、「Rejected」が極めて多いのが特徴です。  



表１５．MY 商標出願の登録推移 

 
 MY 商標には、ID 商標のような 10 年目の登録数増加は見られません。 
 

表１６．MY 各年の Status 明細 

 
 
 Status「1495」も未確認です。検索画面右横にあるｉマークに参照画面などの情報

が入る予定なのでしょうが、現時点ではすべてのｉマークに何も情報は入っていません。 
 また、数値で表される Status は Status Code フィールドに入力しても同じ検索結果

を示します。（Status フィールドが２つ示されていますが画面の設計ミスのようです。

いずれも同じ結果となります） 

 
  



表１７．PH 商標出願の登録推移 

 
表１８．PH 各年の Status 明細 

 
 PH 商標の Status は表 18 に示した 547, 563 の他、多数の数値や記号が割り当てら

れており、現時点で網羅しきれていないので今後の検証に譲りたい。 
 また、他国データベースでの「Registered」が「REG」（大文字）となっている。 
 

表１9．SG 商標出願の登録推移 

 



表２０．SG 各年の Status 明細 

 
 黄色でマークした部分には把握できていない 8 種以外の Status があるので（欠落数

が 0 件となれば網羅できたことになる）、これも今後の検証に譲りたい。 
 
Filing Date：2010 to 2024 で以下の Status を検証するとそれぞれ異なる結果になる。 
それぞれの定義も明らかに。 
①Pending (Under Examination)  8,332  
②Pending        0  
③Treated As Withdrawn 20,648  
④Withdrawn    2,421 
 

表２１．TH 商標出願の登録推移 

 
 

表２２．TH 各年の Status 明細 

 



 
表２３．VN 商標出願の登録推移 

 
 

表２４．VN 各年の Status 明細 

 
2024 年 7 月 20 日時点では英表記だった Status も 8 月以降、ベトナム語となった。 

以下のベトナム語 Status を Google で英訳するとそれぞれ次のようになる。英語表記

の Status では抽出できない。 
Cấp bấng  License（Registered と同義と思われる） 
Hất hấn  Expired 
Đang giấi quyất In progress 
Tấ chấi  Refuse 
Rút đấn  Withdrawn 

 
  



3.3．意匠 
表２５．ID 意匠出願の登録推移 

 
 

表２６．ID 各年の Status 明細 

 

 
意匠データベースでは 2010 年～2024 年出願分だけでも登録日が「2099.01.01」と

異常なデータが 5131 件見つかっています。 
 

表２７．MY 意匠出願の登録推移 

 



表２８．MY 各年の Status 明細 

 
 

表２９．PH 意匠出願の登録推移 

 
 

表３０．PH 各年の Status 明細 

 
  



表３１．SG 意匠出願の登録推移 

 
 SG 庁データベース IPOS にはデータが収録されているのに何故？ 
 

表３２．TH 意匠出願の登録推移 

 
 

表３３．TH 各年の Status 明細 

 
 
  



表３４．VN 意匠出願の登録推移 

 
 

表３５．VN 各年の Status 明細 

 
 
４．各国データベースにおける国別出願数 
 前報では、「Applicant Country」を基に特許、商標、意匠別に各国からの出願数をカ

ウントしてみましたが、国別出願数は追加フィールド Miscellaneous（その他）の

「Applicant Address」「Applicant Residence」でも抽出できるようなので確認してみ

ました。 
 
 インドネシア特許に限定して各フィールドを予備検索してみると、以下のようになり、

Applicant Address では国別出願数としては抽出できず、Applicant Country と

Applicant Residence では若干差があるものの似たような抽出数となりました。 
 

Filing Number Text P00* or W00*（ID 特許に限定） 
Filing Date  2010 to 2024 
Applicant Country 9,933 
Applicant Address     8 
Applicant Residence 9,835 



 
データ収録範囲も前報の 2010 年～2022 年出願から 2010 年～2024 年出願に拡げて

各国データベースごとの国別出願数を 40 か国について調べ、その内、10 か国を表にし

て Applicant Country と Applicant Residence を比較しました。 
最上行に各国データベースの 2010 年～2024 年出願総数を、赤字は 6 か国データベ

ースの各国収録を示しました。例えば、ID データベースにおける総出願数は 76,543 件

で、その内、ID 特許は 9,933 件、JP 特許は 20,484 件・・であることを示します。 
 

表３３．国別出願数比較（特許）・・Applicant Country 

 
 

表３４．国別出願数比較（特許）・・Applicant Residence 

 
 
 MY では Applicant Country および Applicant Residence いずれも同数となりました

が、他の国ではわずかな収録数の違いが見られます。どちらのフィールドが正確な値を

示しているかについては結論できていません。 
 Applicant Country では SG 特許に収録はなく、Applicant Residence では TH 特許

に収録がないなど、まだ充分な収録状態とは言えないようです。 
 
 しかし、商標と意匠の Applicant Residence には、いずれの国のデータベースにいず

れの国の収録もありませんでした。 
 
  



表３４．国別出願数比較（商標）・・Applicant Country 

 
 

表３４．国別出願数比較（意匠）・・Applicant Country 

 
 
 
 
５．まとめ 

ASEAN IP REGISTER は、インターフェースが英語で、かつ ASEAN 10 か国の情

報が横断的に検索できるという点で扱いやすいデータベースであると言えます。 
しかし、検索フィールドが重複して表示されたり、SG のように一部のデータ収録が

なかったり、VN 商標 Status がベトナム語で検索する必要があるなど、まだまだ誰も

が使いこなせるデータベースとまではいかないようです。 
もちろん、ID, TH, VN など一部の国の検索、表示は原語となっていますが、この点

は該当各国庁のデータベースでも同様です。 
まだ改善の余地があるデータベースですが、今後の動向を見守りたいと思っています。 
 
前報同様、ほとんどの情報は出願年基準での数値なのでデータ取得から 1 週間もすれ

ば更新されてデータが変化します。特許では直近 4 年ほどのデータが、商標、意匠では

直近 2 年ほどのデータが更新されて増えてしまいます。 
本稿のデータ取得は、2024 年 12 月 20 日～23 日の丸 4 日間、朝から晩まで検索して

得たものです。検索中にデータ更新がないようにと収集したものです。 
また、データ量も多く、グラフや表にコメントを付す程度になってしまいましたが、

後日、考察も加えたいと思っています。 
 



６．参考文献 

1) ASEAN IP データベースの概要(2024/9/30) 

https://patentsearch.punyu.jp/asia/ASEAN_IP.pdf 

 

以上 


